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(57) Abstract: A method for manufacturing an electrode having a porosity of between 20% and 60% by volume and pores with
an average diameter smaller than 50 nm, which method comprises: (a) providing a substrate and a colloidal suspension comprising
aggregates or agglomerates of monodisperse primary nanoparticles of an electrode active material, having an average primary diameter
Dy, of between 2 and 100 nm, said aggregates or agglomerates having an average diameter Dso of between 50 nm and 300 nm, (b)
depositing, on said substrate, a layer originating from said colloidal suspension, using a technique selected from the group formed by:
electrophoresis, a printing technique, and a coating technique; (c) drying said layer obtained in step (b) and consolidating it, by pressing
and/or heating, to obtain a mesoporous layer, (d) depositing, on and inside the pores of said layer, a coating of an electron-conducting
material. This porous electrode may be used in lithium-ion microbatteries.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une électrode présentant une porosité comprise entre 20 % et 60% en volume et des pores de
diamétre moyen inférieur a 50 nm, dans lequel procédé : (a) on approvisionne un substrat et une suspension colloidale comprenant des
agrégats ou des agglomérats de nanoparticules primaires monodisperses d'un matériau actif d'électrode, de diamétre primaire moyen
Dso compris entre 2 et 100 nm, lesdits agrégats ou agglomérats présentant un diametre moyen D5 compris entre 50 nm et 300 nm, (b)
on dépose sur ledit substrat une couche a partir de ladite suspension colloidale par une technique sélectionnée dans le groupe formé
par ; 1'électrophorese, une technique d'impression et une technique d'enduction; (c) on séche ladite couche obtenue a l'étape (b) et on
la consolide, par pressage et/ou chauffage, pour obtenir une couche mésoporeuse, (d) on dépose, sur et a l'intérieur des pores de ladite
couche poreuse, un revétement d'un matériau conducteur électronique. Cette électrode poreuse peut étre utilisée dans des microbatteries
a ions de lithium.



